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摘要(译)

本公开的实施例提供了一种阵列基板，其制造方法和显示装置。阵列基
板包括基底基板;以及设置在所述基底基板上并周期性地布置的第一至第
四发光单元。第一至第四发光单元中的每个发光单元包括第一电极，第
二电极和有机材料功能层，有机材料功能层包括发光部分。发光部分包
括在第二和第三发光单元内的第一发光层，在第一和第二发光单元内的
第二发光层，以及在第三和第四发光单元内的第三发光层。第一发光层
被配置为在第二和第三发光单元中的至少一个内发光。
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